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Przedmiotem wynalazku jest topnik do obtapia-
nia galwanicznych powlok stopowych cyna-otéw
nanoszonych zwlaszcza na metalizowarre $ciezki
i otwory w plytkach jedno-dwu i wielowarstwo-
wych obwodaw drukowanych. Galwaniczne powlo-
‘'ki stopowe cyna-oldw o skladzie zblizonym do
eutektycznego, dzieki dobrej rozpuszczalnoSci w
roztopionym lutowiu, ulatwiaja proces lutowania
elementéw do ptytki nosnej.

Galwanicznie otrzymywane powtoki stopowe cy-
na-oléw ze wzgledu na ich niejednorodnos$é struk-
tury i skladu nie zapewmialy nalezytej lutowmo$-
ci po dtuzszym okresie ich magazynowania. Jakos§é
powlok probowano poprawié przez wprowadzenie
obrébki wykonczajacej w wysokowrzacych frak-
cjach ropy naftowej (olejach mineralnych). Prze-
prowadzenie procesu obtapiania w . olejach nie za-
pewniato uzyskania calkowitej jednorodnosci stru-
ktury, a ponadto w przypadku obwodéw druko-
wanych powodowalo deformacje laminatu epok-
sydowo-szklanego stanowigcego element nosny ob-
wodoéw drukowanych. W opisie patentowym RFN
nr 1 023 650 jako topnik zastosowano glikol poli-
etylenowy o masie czasteczkowej 200—6000, przy
czym obtapianie prowadzono metoda zanurzenio-
wa. Topnik taki jednakze nie zapewnia wlasciwe-
go obtopienia obwodéw drukowanych, ze wzgledu
na brak aktywatora w jego skladzie. Topnik ten
nie zapewmnia usuniecia tlenkéw z powierzchni po-
wlok ze stopéw cynowych, co uniemozliwia za-
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stosowanie go do obtapiania plytek obwodéw dru-
kowanych. Nalezyta jako$§é zlgcza lutowania uza-

lezniona jest w znacznym stopniu od struktury

osadzonych powlok stopowych cyna-otéw. Uzys-
kanie jednolitej, drobnokrystalicznej struktury
omawianych powlok jest mozliwe w przypadku
polaczenia elektroosadzania stopu cyna-ot6w i ob-
tapiania. Obtapianie powlok Sn-Pb pozwala na u-
zyskanie jednolitej, stabilnej w czasie, struktury
stopu zapewniajgacej utrzymanie lutownos$ci po-
wlok nawet po dluzszym okresie ich magazyno-
wania.

Bardzo istotnym elementem procesu obtapia-
nia, prowadzonego w zakresie temperatur 220 do
240°C przy pomocy .promiennikéw podczerwieni
o odpowiedniej dtugosci fali zapewniajacych pra-
widlowe ogrzanie ptytek obwodéw drukowanych,
jest dobér wilasciwego topmika. Topnik stosowa-
ny do obtapiania powlok Sn-Pb na pitytkach ob-
wodéw drukowanych musi zapewniaé dobra zwil-
zalno$é czesci metalizowanych plytek, nie moze
zawieraé¢ zbyt agresywnych skladnikéw stanowig-
cych potencjalne Srodowisko korozyjne, na przy-
klad pozostatosci topnika zawierajace kwas solny,
oraz musi byé odporny na degradacje termiczna
w atmosferze utleniajacej w temperaturze obta-
piania tak, aby resztki topnika mozna bylo mo-
zliwie latwo wusungé z obrabianych powierzchni.

Topnik wedlug wynalazku sktada sie¢ z 55—65%
wagowych alkoholu izopropylowego, 35—50% gli-
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koli polietylenowych o srednim cigzarze czastecz-
kowym w granicach 300—400 jednostek oraz ja-
ko aktywatora 1—4% bromowych pochodnych
amin alifatycznych i/lub aromatycznych. Topaik
wykazuje duza skuteczno$¢ obtapiania i mnie po-
woduje korozji obrobionych powierzchni a jego
pozostato$ci sa usuwane woda.
Lepko$é topnika mierzona w temperaturze 20%
+0,5°C jest zawarta w granicach 9—11 cP.

Wynalazek objasniono w mnizej podanych przy-
k¥adach:

Przyktad I

alkohol izopropylowy — 57% wag.
glikol polietylenowy 400 — 42% wag.
dwubromowodorek etylemo-

dwuaminy o lepkosci 9,5 cP — 1% wag.

Przyktltad IL

alkohol izopropylowy — 60% wag.
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glikol polietylenowy 400
bromowodorek aniliny o lep-
kosci 10 cP

— 38% wag.

— 2% wag.

Zastrzezemie patentowe

Topnik do obtapiania galwanicznych powlok
stopowych cyna-oléw, zwlaszcza na obwodach
drukowanych przy uzyciu promiennikéw podczer-
wieni, znamienny tym, Ze zawiera 50—60% wag.
alkoholu izopropylowego, 35—50% wag. glikoli po-
lietylenowych o $rednim ciezarze czgsteczkowym
zawartym w granicach od 300 do 400 jednostek
masy atomowej oraz 1—4% wag. bromowych po-
chodnych amin alifatycznych i/lub aromatycznych,
a jego lepko$§é mierzona w temperaturze 20°C *
+0,5°C wynosi 9 do 11 cP.
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